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摘要(译)

一种去除液晶显示器中的图案缺陷的方法，更具体地，具有IOP结构的液
晶显示器，其中在钝化层上形成透明导电层，同时且快速地去除LCD的
有源层或数据线中的图案缺陷，通过暴露空气中的图案缺陷，然后在使
用像素电极和蚀刻停止层作为蚀刻掩模的情况下执行蚀刻工艺，而不会
对LCD的其他部分造成任何损坏。一种去除液晶显示器中的图案缺陷的
方法，其中液晶显示器包括基板上的栅极线，其中栅极线包括栅极和栅
极线，栅极绝缘层覆盖包括栅极的基板的暴露表面电线，数据线栅极绝
缘层，其中数据线包括数据线，源电极和漏电极，栅极绝缘层上的有源
层，其中有源层构成薄膜晶体管，栅极，源极和漏极适当重叠相互之
间，覆盖除数据线的一部分之外的基板的暴露表面的钝化层，以及钝化
层上的像素电极，其中像素电极连接到暴露的数据线，包括形成蚀刻停
止的步骤覆盖数据线和薄膜晶体管的层，通过在使用蚀刻停止层和像素
电极作为蚀刻掩模的情况下蚀刻钝化层来暴露至少一个图案缺陷，去除
图案缺陷，并去除蚀刻停止层层。
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